
散热优异的aln氮化铝陶瓷基板（现货供应）

产品名称 散热优异的aln氮化铝陶瓷基板（现货供应）

公司名称 北京海古德新技术有限公司

价格 80.00/片

规格参数 特性:高频绝缘陶瓷
功能:绝缘装置陶瓷
微观结构:单晶

公司地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产
业基地景盛南四街15号25A

联系电话 86 10 59771586-808 13301102078

产品详情

特性 高频绝缘陶瓷 功能 绝缘装置陶瓷
微观结构 单晶 规格尺寸 108（mm）

北京海古德新技术有限公司成立于2008年11月，坐落于北京中关村科技园金桥科技产业基地。公司是一
家具有自主知识产权的现代化高新技术生产企业，致力于新型电子陶瓷材料及其元器件的生产和研发。
核心产品氮化铝（aln）陶瓷基片是国家鼓励和重点支持的朝阳产业，获得过国家创新基金的支持，为国
家火炬计划重点项目。氮化铝（aln）陶瓷基片具有优良的热传导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和
介质损耗，是新一代led照明、大规模集成电路、半导体模块电路及大功率器件理想的散热和封装材料。

氮化铝陶瓷基板作为电路元件及互连线承载体，广泛应用于军事和空间技术通讯、计算机、仪器仪表、
电力电子设备、汽车、日用家电、办公自动化等各个领域。如led照明电路、点火模块、晶闸管散热、大
功率模块电路、可控硅整流器、大功率晶体管、半导体激光器、固体继电器、开关电源、大功率集成电
路及封装等要求绝缘又高散热的大功率器件上。

目前厚度为1mm以下的产品库存丰富，发货及时，欢迎来电来函咨询。
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